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(54) DUNG DỊCH NƯỚC MẠ ĐIỆN CÓ TÍNH AXIT TẠO LỚP PHỦ ĐỒNG VÀ 
PHƯƠNG PHÁP LẮNG PHỦ ĐIỆN PHÂN TẠO LỚP PHỦ ĐỒNG TRÊN NỀN 
TỪ DUNG DỊCH NÀY

(57)  Sáng chế đề cập đến dung dịch nước mạ điện có tính axit tạo lớp phủ đồng chứa: các 
ion đồng; ít nhất một axit; các ion halogenua; ít nhất một hợp chất chứa lưu huỳnh được 
chọn từ nhóm bao gồm natri 3-mercaptopropylsulfonat, bis(natrisulfopropyl)đisulfua, 3-
(N,N-đimetylthiocarbamoyl)-thioaxit propansulfonic hoặc muối natri tương ứng của nó và 
hỗn hợp của chúng; ít nhất một sản phẩm phản ứng amin của đietylamin với epiclohyđrin 
hoặc sản phẩm phản ứng amin của isobutyl amin với epiclohyđrin hoặc hỗn hợp của các 
sản phẩm phản ứng này; ít nhất một hợp chất etylen điamin được chọn từ nhóm bao gồm 
các polyme khối EO-PO được gắn, các polyme khối EO-PO được gắn và các nhóm 
sulfosucxinat và hỗn hợp của chúng; ít nhất một sản phẩm phản ứng là hợp chất thơm của 
benzylclorua với ít nhất một polyalkylenimin và phương pháp lắng phủ điện phân tạo lớp 
phủ đồng bằng cách sử dụng dung dịch mạ điện này.
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